
合金电阻4P2R0201

产品名称 合金电阻4P2R0201

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

影响以上电镀结果的单个晶片布局差异包括特征形状、宽度、深宽比以及周围光阻的厚度和给定区域的
特征密度。这些差异可能会演变成为晶圆、单个晶片或各个特征之间的差异。解决这个问题的方法之一
就是在目标厚度上电镀多余的金属，然后逆转电镀极化与电流方向。这将回蚀所添加金属，以缩小铜柱
的高度分布，或使大型铜柱的顶部更平整。但这种方法可能无法有效提升不同长度铜柱尺寸的一致性，
而且通常会导致不良变形，使得大型铜柱的表面粗糙凹陷，边缘腐蚀。工艺解决这一问题。该工艺可以
产出优质、光滑的大型铜柱顶部表面，整个晶圆上的大型铜柱高度也非常均匀。整套工艺可以在设备上
实施完成。成功的自动驾驶汽车必定将使用紧密集成的传感器系统来达到甚至超越人类的驾驶能力。人
类驾驶员一般利用双眼、双耳，以及车辆运动给人的反馈来驾驶汽车。我们的大脑会实时处理所有这些
信息，并从人脑的驾驶经验数据库中直觉反应。复现人类驾驶能力所需的传感器包括雷达、激光雷达、
摄像头、惯性测量单元，以及超声波传感器。每种系统都有其优势，也有其缺点。单一传感器的 
和性性能不足以取代所有其他传感器相辅相成的多传感器融合是大趋势。
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